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フラットパネルディスプレイに使用されるスパッタリ

に分散させることによりノジュールの低減が可能とな

る。また、多様化する用途に対しては、高抵抗率で高

温・高湿抵抗安定性に優れたタッチパネル用ITO－

HRグレード、薄膜表面平坦性に優れた有機EL用ITO-

SLグレードの開発を行った。

金属配線用としては、抵抗率は若干高いものの、微細
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重合活性を示すことを見出した。一般ど∵ 反応 丬遵め 少な祓



東ソー研究・技術報告、





活性陰極（通称THAC-W）の物性、電極特性などを紹


